Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

I N FN Sezione di Perugia

PRATICA N. 2076

SPECIFICHE TECNICHE

CIG: Z6E2AOED93

"Si intende contribuire all'accesso alle tecnologie presenti presso EPFL di Losanna
e Neuchatel per la creazione di contatti tipo charge selective layer su silicio amorfo
idrogenato. Durante ['attivita saranno realizzati dei campioni senza valore."

Si intende contribuire all'accesso alle tecnologie presenti presso EPFL di Losanna e Neuchatel per la creazione di contatti tipo
charge selective layer su silicio amorfo idrogenato. Durante I'attivita saranno realizzati dei campioni senza valore.

Il Responsabile del Procedimento
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